












































专利名称(译) 用于激光诱导热成像法的供体衬底和使用其制造的有机场致发光显示设备

公开(公告)号 CN1747611B 公开(公告)日 2011-09-07
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IPC分类号 H05B33/02 H05B33/14 H05B33/22 C09K11/06 H05B33/10 B41M5/46 H01L51/40 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/56 B41M5/426 B41M5/385 B41M5/46 Y10S428/917 B41M2205/38 H01L51/0013 B41M5/42 
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审查员(译) 刘颖洁

优先权 1020040071882 2004-09-08 KR

其他公开文献 CN1747611A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种用于激光诱导热成像法的供体衬底和一种使用其制造的有机场
致发光显示设备。该供体衬底包括：基膜；在该基膜上形成的光-热转换
层；在该光热转换层整个表面上形成的缓冲层；在该缓冲层上形成的金
属层和由有机材料形成并在该金属层上形成的转移层，因而，通过使用
该激光诱导热成像法转移小分子材料而提高转移图案的性质。
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